2006年全国光谱分析学术年会
                        征文通知

2006年全国光谱分析学术年会将于2006年9月中旬在上海市举行，大会由中国机械工程学会理化检验分会主办，中国仪器仪表学会真空与表面仪器分会协办，上海材料研究所检测中心承办。

会议将邀请著名科学家作大会特邀报告，同时广泛征文，为广大科技工作者和工程技术人员提供论坛进行交流；会议期间还安排咨询活动、新仪器展示新技术交流活动，为企业技术人员、厂商代表、研发人员提供交流的平台。
征文内容包括：
1．光谱分析技术及其联用技术的最新进展及应用研究；
2．各类光谱分析（原子吸收光谱、电感耦合等离子体发射光谱、火花源发射光谱、辉光光谱/质谱、荧光光谱、激光光谱、ICP质谱、红外光谱、拉曼光谱、化学发光光谱等）技术交流；

3．光谱分析样品制备、数据处理、分析结果不确定度评估及光谱仪器维护经验；
4．光谱分析仪器新技术；

5．标准样品在光谱分析中的应用；

6．辅助装置设备和技术在光谱分析中的开发应用；

7．实验室管理与质量控制。
会议现开始征文，请提交全文，论文应未经其它会议或期刊录用发表，截稿日期为2006年7月底。稿件经审稿录用后，将推荐在《理化检验－化学分册》发表。提交的论文按照《理化检验－化学分册》的格式，一式两份，并提交电子文档（word格式）软盘，也可直接用E-mail方式投稿。稿件寄至： 
上海市邯郸路99号中国机械工程学会理化检验分会

联系人：陶美娟，鄢国强
邮编：200437
E-mail: gqyan@vip.sina.com
电话：（021）55541226/65557357
传真：（021）65539089
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